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Z2 AEH(Philippe Starck), & 0|4 W2 E(Jean-Michel
Wilmotte), H#(Tsé & Tsé), OFr2| A2kM|(Matali Crasset),
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, AFD:
www.alliance-francaise-des-designers.org

« MACIXIRITISE, APCI: www.apci-design.fr

« T2 & DS U FH|StuES|, APPEA:
www.appea.fr

o« B AOLE CampusArt, Z1%5-0ll&atu 2211 X[
AHO|E! www.campusart.org

« =8| ofl=CIxtel0|Clof Eistest, Cumulus:
www.cumulusassociation.org

i

« Culturetheque - Institut Frangais T ARt
www.culturetheque.com

« C|Xt2l & S80f|=: https://designetmetiersdart.fr

« DESIS HIE®|3(Design for Social Innovation and
Sustainability): www.desisnetwork.org

« |23 H S &9 et A: www.campusfrance.org/
en/resource/degrees-in-art-and-culture

« CIXtel s 7| 2t 2] www.fde.design

o TZAL|XFRI A, |FD:
www.institutfrancaisdudesign.fr

- e SO AL, INMA:
www.institut-metiersdart.org

« Z2tA 2ot www.culture.gouv.fr

« 7t EQIZ S, RNCP:
www.francecompetences.fr

« MIAICIXIR17| 7, WDO: www.wdo.org
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) 57|&X1 &t
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>BTS, 153t = ISuS7|HoM 32k CIXtel, HFLIA0|M IRl
=20ke| TS TlHet 4= QUL FHol| FEISHE=S HE AR TS SHE Sh=
apHolct,

DIPLOME DES METIERS D’ARTS (DMA) 0= 20i 3t9|

=t eh9| - IS WK 244 - 12 - 120 SFH(ECTS)

>DMA, 40| 27 15 S80&3tu(ESAA) X TS3HuoA 4|, It
Mo 2H IEE MZsta Ut £30f| 2okof| S3t=|0] Yo, MEFOI
OIRE A5810] ZIAEO 2 MESIAIZ 4 Q= apHo|C
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>DNA, 382t ZI¥E= 17| P02 FZE o &St u(ESA)0M L,
SPAF =F2| o9|7F =0 EIC 3001 7Ho| =38 oll&StwolM Cixtel abEs
Mot Ao, L2 M= S, HAERY, T2, XE S M7
TZO= MES 4 UL
CampusArt AFO|EOf|A] b 244 :
www.campusart.org/artsearch

DIPLOME NATIONAL DES METIERS D’ART ET DU DESIGN (DNMADE)
Soll/CIxiQl =7t 5t
27t 39| - DSWS 31 - 13- 180 SHE(ECTS)
>DNMADE, =& 1528023t (ESAA)IAM ZIME|E 31 IHO R ShA
+Z9| 5t9|7t ~0fElCt. ofL|m|0|M(4), B2H2T), HAH11), 22HT!(36),
0| cH0|M(3), 7152, APEI(1), M2 (11), THA(11), CIXIE(12), 2EHI(35), 2 (6)
SO| M5 20| UCh
Ecole Boulle: https://ecole-boulle.org
Ecole Estienne Paris: www.ecole-estienne.paris
ESAA Duperré: https://duperre.org
ENSAAMA: www.ensaama.net

LICENCE StAt

=71 5t9| -3 1P - 13- 180 SE(ECTS)

> Licence, 3H 2}&0| 27} SHQ|2 2009 7H CHEIO| Arts, lettres, langues(0i|Z,
23}, 2104) 8! Sciences, technologies, santé(2ts!, 7|, E2) SHR0| A
HNSEICE. J2f= CIxfol, S8k ClXiQl, HIAEIY CIxfQl, 3D RER, 17 |X]|
Atd C|xtol 59| M2 TZ0| QL.
Université Rennes 2(#l= 2 CHSH: www.univ-rennes2.fr
Université d’Evry Val d’Essonne(0f|£2] & Efl#2= cheh): www.univ-evry.fr
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TITRE PROFESSIONNEL M2 &t9]
ZIPHEQIZEEHRNCP)0| S2E 1SWE 3 £F9| 1hy
Acfa Multimédia: www.acfamultimedia.com

Brassart: www.brassart.fr

LISAA: www.lisaa.com

1984, School of Design: www.1984.school
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>DSAA, 3001 7H2| stuof|A B2t JefEl, M, HIE MZOo=Z 2 o= NIEH,
CIXtRloA 2] ol =X kS ZotAF = WS SHO = Birf.
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MASTER AA}
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>Master, 2'd 1P&o| =7} &t@|2 of 2001 7H ChE} Arts, lettres, langues(Cll&, 23, ¢10]) ;
Droit, économie, gestion(, Z|, ZF) ; Sciences humaines et sociales(QI2 At2|) ==
Sciences, technologies, santé(ztst, 7|&, 271)atof Cixtel, IT, A, 0|c|of, EAJAE,
=%, QIE{HE|E CIR}Rl 52| ME T Z0| QUL

>Master Arts - Université Polytechnique Hauts-de-France(2-E-T2tA Za|E|3Y]|
Chshe| Jzhe CixtQl, QIE{2HM CIXIQ! abE.

>Master Prospectives Design, Université Jean Monnet(& 2| CH3}), Ecole des
Mines(2& 1S Zst), ESAD de Saint-Etienne(MH|l|oll 1S ofl&C|XHQISHw)o0]|Af
SO THE|= MAF by,

« Double diplome £48t9|

> Master, Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy(tA| 2% 15 21=%H
Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy(tA| =& 1S Gll&CXtQIst
Université de Lorraine(2a thg)ollM 522 TI¥E|= C|xtQl HZ MAta}
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>Master, Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Alés(ENSMA Z&i|A 22 15
Zetu)et Université de Nimes(22 CHahollM 3522 TIME|= Design Innovation-
Society AAt 24,

>Master Design, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne(It2| 1CH&H)zt Télécom
ParisOilA| 3522 ZI#E|= Design, Arts, Médias(C|xtel, ofl&, O|C|o]) At b,

MASTER OF SCIENCE® (MSc)

St g ote - nsug 14

>Master of Science Nature Inspired Design, ENSCI - Les Ateliers(It2| 2& 15
MAC|xiQlstm - 2i|XtE2|ofl)oll A MSstH, JZKHZE Hel2|(CGE)ZEH QIBE atd.
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DIPLOME CREATEUR INDUSTRIEL 212 C|X}o]L] &}e]

MAL£Z - DEWS 55 - M2 - 120 SE(ECTS)

ENSCI - Les Ateliers de Paris(It2| 22} 15 MAC|Xfelst - 2fxE2|of)ofl A ZIs)i= ool
.

DIPLOME CONCEPTEUR-CREATEUR EN ARTS DECORATIFS ZAlofl& C|xto|Li-
Szjoflole] &9
MAL4ZF - DEWS 55 - M2 - 120 SFH(ECTS)

Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs(ENSAD It2| =2} 15 EHAloi&etm)ol|A
THel=stel 2k,

DIPLOME DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE LOUIS-LUMIERE 22 15 £0]-
gojo= sha st

MAF$F - DS 55 - M2 - 120 SFH(ECTS)
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ofef, A1l S8 MZO FIME|E DY,

oo o

MASTER INTERNATIONAL

2t ete| - DEWS 54 - M2 - 120 SHH(ECTS)

> Erasmus Mundus Master in Food Innovation and Product Design, Université Paris
Saclay % AgroParisTech(Z&4), Dublin Institute of Technology(OtJIZHE), Federico II
University(O|E2[0}), Lund University(A-9|A)0l|A] ZIE|= b,

&}
ZIFHEQIZEZRNCP)O S2 - 150 54
> Designer, Strate CIXFQ! Sti, QIE{2H4, OLO|HIE[E|, 37t RYZ[E|, HIF, A CIXIQl TS,

> Designer industriel, Creapole.

> Directeur artistique en art graphique et design numérique,
Penninghen. Intuit.Lab.

> Directeur artistique en design graphique, Autograf.

> Designer - Manager de projet, Ecole de Condé. ,
Kedge Business School.

> Design, Ecole de Design Nantes Atlantique.

> Designer in Sustainable Innovation, SDS - The Sustainable Design School.

DIPLOME D’ETABLISSEMENT &t '3 &}
1,2 EE=3E0| ISWS
> Dipldme Supérieur de Recherche en Design (DSRD) C|x}9l 15 ¢iste]
Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne (WH||oll 15
ol &C|xtelsta). www.citedudesign.com/fr/esadse
Ecole Supérieure d’Art et Design de Marseille-Méditerranée (O2 40| 15
O|=C|XfeIst). http://esadmm.fr/
> Post-Master « KAOLIN » ®LH =X17| ofl=2t Clxfol, 144 3hd
ENSA de Limoges (2|27 =& 1S ofl=stu) www.ensa-limoges.fr
> Post-diplome Recherche ECOLAB, 114 apd
ESAD d’Orléans (222t 15 ofl&C|xtelst) hitps://esadorleans.fr
> Mastére Innovation Design, Strate C|X}2! 3t www.strate.design

MASTERE SPECIALISE® (MS) M2 OfAHZ

ot g k| - 1SS 19

> Mastére spécialisé® Expert en stratégie d’innovation durable par le
design/Innovation by design (C|I2lo]| 2|5t x| 7Hs%t 34l H2k MBI
& Mastére spécialisé® création, design & technologie contemporaine
(32[ollo]M, CIxtel & E| 3 =2X])
ENSCI - Les Ateliers de Paris(It2| =& 115 AQJC|XtoIstn - 2 XE2 of|)of|Af
FlIS=|= 3. www.ensci.com
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